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INVITO 

 
 
Dopo il successo del primo NIS colloquium “Nanostructured Oxide Surfaces” del 
febbraio 2005 il NIS, Centro di Eccellenza sulle Superfici e Interfacce 
Nanostrutturate, organizza la seconda edizione di questo Colloquium nei giorni 23 e 
24 Marzo 2006. Le due mezze giornate di lavoro si propongono di fare il punto su 
alcune tendenze recenti della ricerca nel campo delle superfici degli ossidi metallici 
che vedono interagire in modo sempre più profondo gruppi della Surface Science 
(superfici di singolo cristallo e strati ultrasottili di ossido su supporto metallico) con 
gruppi dedicati alla ricerca su sistemi dispersi di varia complessità e frammentazione. 
Saranno affrontate problematiche tipiche degli ossidi ionici isolanti insieme ad altre 
tipiche dei sistemi riducibili. Accanto a metodologie sperimentali classiche e 
innovative saranno considerati approcci teorici avanzati nella simulazione di 
proprietà fisiche, chimiche e strutturali dei sistemi a base di ossido e, in particolare, 
saranno presenti contributi in cui l’avanzamento conoscitivo passa attraverso l’uso 
congiunto di strumenti sperimentali e teorici.  

Il “Colloquium”  ospiterà gli interventi di alcuni ospiti stranieri di rilievo e di 
una rappresentanza qualificata di ricercatori italiani attivi in campo internazionale. 
 
L’iscrizione formale per la partecipazione al colloquio  non è necessaria. Si 
suggerisce però di segnalare l’ intenzione di prender parte ai lavori con una mail 
indirizzata a:  info.nis@unito.it 
 
 
 
L’organizzatore del Colloquium                                   Il direttore del NIS 
 
        Prof. Elio Giamello                                                   Prof. Adriano Zecchina 
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PROGRAMMA 

 
23.03.06          
14.30                              Introduzione ai lavori: Elio Giamello Università di Torino e NIS 
14.40 Chair:    Hans-Joachim Freund (Fritz-Haber Institut, Berlin) 
  
14.40-15.20 Paolo Milani,  Dipartimento di Fisica, Università di Milano    

“Transition metal oxide films generated via  cluster beam deposition. Applications in the fields 
of sensors and molecular biology.” 

15.20-15-40 Cristiana Di Valentin, Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università di Milano-Bicocca. 
“Metal atoms as local probes of the morphology and basicity of alkaline -earth oxide surfaces." 

15.40-16.00 Cristina Paganini, Dipartimento di Chimica IFM e NIS, Università di Torino  
"Photosensistivity of paramagnetic centres in N doped TiO2". 

                                                                     …..Caffè….. 
16.30-17-10 Giovanna Ghiotti, Dipartimento di Chimica IFM e NIS, Università di Torino.  

“Semiconductor  metal oxides: electronic properties and surface chemistry of powders and 
films studied by IR and UV-Vis spectroscopy” 

17.10-17.30 Barbara Bonelli,  Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di 
Torino “Spectroscopic characterization of vanadyl phosphate catalysts, supported on alumina 
or titania oxides, for oxydative dehydrogenation reactions” 

17.30-17.50 Paola Luches, CNR-INFM S3, Modena  
“Structural investigation of Fe on NiO(001) and MgO(001) surfaces.” 

 
24.03.06        
9.00                   Chair:  Gianfranco Pacchioni (Università di Milano Bicocca) 
  
 9.00-9.40 Thomas Risse, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Berlin  

“A combined EPR and STM/STS approach to investigate color centres and their interaction 
with metal atoms on thin MgO(001) films” 

9.40-10.00 Cesare Pisani, Dipartimento di Chimica IFM e NIS, Università di Torino  
Theoretical characterisation of stoichiometric and non stoichiometric phases of NiO on Pd” 

10.00-10.20 Enrica Gianotti, Dipartimento di Chimica IFM e NIS, Università di Torino. 
" Ti(IV) centres grafted on siliceous materials: spectroscopic and catalytic properties " 

                                                     …..Caffè….. 
11.00-11.40 Paolo Fornasiero,  Dipartimento Scienze Chimiche Università di Trieste 

 “Nanostructured CeO2 based catalysts. How “innocent” is the support?” 
11.40-12.00 Oliver Diwald, Institute of Materials Chemistry Vienna University of Technology, Wien  

"Optical Surface Properties of MgO, Ca(x)Mg(1-x)O and CaO Nanocrystals" 
12.00-12.20 Sandro Usseglio Nanot,   Dipartimento di Chimica IFM e NIS, Università di Torino  

Titanium dioxide containing color centres having molecular character”  
12.20 Conclusioni. 
 


